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W³aœciwoœci przetwórcze termoplastycznych tworzyw polimerowych

modyfikowanych silseskwioksanami (POSS)

Streszczenie — Zbadano wp³yw dodatku ró¿nego rodzaju i iloœci POSS do trzech typów polime-
rów (PE-LD, iPP oraz POM), na krystalizacjê oraz w³aœciwoœci reologiczne wytworzonych kompo-
zytów. Zaobserwowano stosunkowo niewielki efekt zarodkowania heterogenicznego zwi¹zków
POSS, skutkuj¹cy wzrostem temperatury krystalizacji polimerowej osnowy. Zmiany lepkoœci wy-
wo³ane plastyfikuj¹cym oddzia³ywaniem dodatku silseskwioksanów s¹ silnie zale¿ne od warun-
ków prowadzenia pomiarów reologicznych (pomiary w uk³adzie sto¿ek-p³ytka lub kapilarnie),
w szczególnoœci od szybkoœci œcinania.
S³owa kluczowe: polietylen ma³ej gêstoœci (PE-LD), izotaktyczny polipropylen (iPP), polioksyme-
tylen (POM), silseskwioksany (POSS), nanokompozyty, ró¿nicowa kalorymetria skaningowa
(DSC), lepkoœæ.

PROCESSING PROPERTIES OF THERMOPLASTIC POLYMERS MODIFIED BY POLYHEDRAL
OLIGOMERIC SILSESQUIOXANES (POSS)
Summary — The effect of the addition of various types and amounts of POSS (Table 1) to three
thermoplastic polymers (PE-LD, iPP and POM) on the crystallization and rheological properties of
the obtained composites was investigated. A relatively minor heterogeneous nucleation effect of
POSS compounds, resulting in an increased temperature of polymer matrix crystallization (Figs. 1,
3, 4, 5) has been observed. The changes in melt viscosity, due to the plasticizing effect of silsesquio-
xanes (Figs. 7—10), are strongly dependent on the conditions of rheological measurements (cone
and plate or capillary system), particularly on the shear rate.
Keywords: low-density polyethylene (PE-LD), isotactic polypropylene (iPP), polyoxymethylene
(POM), polyhedral oligomeric silsesquioxanes (POSS), nanocomposites, differential scanning
calorimetry (DSC), viscosity.

WPROWADZENIE

W ci¹gu ostatnich lat ró¿norodnoœæ nowych materia-
³ów polimerowych, wprowadzanych na rynek jako two-
rzywa konstrukcyjne, uleg³a znacznemu ograniczeniu.
Wiêksz¹ uwagê przyk³ada siê obecnie do poszukiwania
dodatków lub metod modyfikacji kszta³tuj¹cych zdefi-
niowane ju¿ w³aœciwoœci tworzyw termoplastycznych.
Oprócz typowych cech u¿ytkowych, takich jak: zespó³
w³aœciwoœci fizycznych, odpornoœæ starzeniowa, odpor-
noœæ na zu¿ycie, bardzo istotn¹ rolê odgrywaj¹ równie¿
tzw. w³aœciwoœci przetwórcze, pozwalaj¹ce oceniæ czy
okreœlony materia³ polimerowy mo¿na przetwarzaæ w
stanie stopionym w danych warunkach procesowych.

Definiuj¹c te w³aœciwoœci stawia siê jednoczeœnie py-
tanie czy wymagana lub po¿¹dana jest ich modyfikacja
oraz czy i jakie dodatkowe metody przetwórstwa nale¿a-
³oby zastosowaæ.

W przypadku termoplastycznych polimerów w³aœci-
woœci przetwórcze okreœla siê najczêœciej za pomoc¹ cech
reologicznych w stanie stopionym oraz temperaturo-
wych zakresów przemian fazowych. Modyfikacja prze-
twórcza z regu³y prowadzi do zmiany podstawowych
w³aœciwoœci polimerów w stanie stopionym, np. lepkoœ-
ci, a w szczególnoœci jej zale¿noœci od szybkoœci œcinania
wystêpuj¹cego w przep³ywie oraz od temperatury cieczy
i ciœnienia panuj¹cego w uk³adzie przetwórczym.

MODYFIKACJA W£AŒCIWOŒCI U¯YTKOWYCH
POLIMERÓW

W³aœciwoœci reologiczne

Literatura na temat modyfikacji lepkoœci obejmuje
szereg zagadnieñ zwi¹zanych nie tylko ze zwiêkszeniem
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poœlizgu, ale równie¿ ze z³o¿onymi mechanizmami zja-
wisk zachodz¹cych podczas wystêpowania intensyw-
nych si³ œcinaj¹cych w trakcie przep³ywu polimeru. Wy-
ró¿niæ nale¿y publikacje dotycz¹ce, m.in. modyfikacji
w³aœciwoœci reologicznych w wyniku wprowadzenia do
polimerowej osnowy polimerów ciek³okrystalicznych
(PLC — Polymer Liquid Crystals) lub azotku boru (BN —
Boron Nitride). Mo¿na tu wymieniæ prace W. Brostowa
[1—4], M. Koz³owskiego [5, 6] i innych [7, 8]. Podstawo-
wym efektem wprowadzenia PLC do osnowy polimero-
wej jest spadek lepkoœci, zale¿ny od szybkoœci œcinania.
Na podstawie obserwacji mikroskopowych stwierdzono,
¿e przyczyn¹ zmian w³aœciwoœci reologicznych jest sa-
moistne odkszta³canie siê w trakcie przep³ywu, wtr¹ceñ
PLC, z kszta³tu drobnych kulek (sfer) do ig³opodobnych
(needlelike), co jednoczeœnie ukierunkowuje w³aœciwoœci
mechaniczne kompozytu [2—4].

Mechanizm modyfikacji lepkoœci stopionego polime-
ru o budowie liniowej oraz zmiany w³aœciwoœci prze-
twórczych w trakcie przep³ywu mieszanin polimero-
wych zawieraj¹cych azotek boru (BN), opiera siê nato-
miast na oddzia³ywaniu ceramicznego nape³niacza jako
dysypanta energii, prowadz¹cego do zmniejszenia na-
prê¿eñ rozci¹gaj¹cych, stanowi¹cych przyczynê wystê-
powania niestabilnoœci przep³ywu typu „skóra rekina”.
W przypadku u¿ycia azotku boru o zwiêkszonej czystoœ-
ci (o zminimalizowanej iloœci tlenków), krystalizuj¹cego
w uk³adzie pseudoheksagonalnym [9—11], zaobserwo-
wano równie¿ niewielki spadek lepkoœci osnowy polime-
rowej.

Metod¹ modyfikacji lepkoœci stopionych polimerów
jest tak¿e dodanie œrodków zwiêkszaj¹cych poœlizg przy
œciance dyszy wyt³aczarskiej, jak równie¿ innych polime-
rów o bardzo ma³ej lepkoœci, a wiêc tworzenie, tzw. mie-
szanin polimerowych [12—15]. W przypadku takich mie-
szanin istotn¹ rolê odgrywa stosunek masowy sk³adni-
ków, decyduj¹cy o wystêpowaniu zjawiska inwersji fazo-
wej (zamiany ról osnowy i fazy rozproszonej), a tak¿e po-
ziom naprê¿eñ stycznych w przep³ywie, determinuj¹cy
sumaryczn¹ lepkoœæ uk³adu.

Zdecydowana wiêkszoœæ badañ dotycz¹cych powsta-
j¹cych nadmiernych naprê¿eñ œcinaj¹cych oraz rozci¹ga-
j¹cych w trakcie przep³ywu, prowadz¹cych nie tylko do
zmiany w³aœciwoœci gotowego wyrobu, ale powodu-
j¹cych równie¿ ryzyko wyst¹pienia niestabilnoœci prze-
p³ywu, skupia siê na próbach zwiêkszenia poœlizgu sto-
pionego polimeru w trakcie przep³ywu [16—19]. Istotny
problem stanowi nie tylko efektywnoœæ takiej modyfika-
cji, ale równie¿ biokompatybilnoœæ otrzymanego mate-
ria³u, poniewa¿ znaczna czêœæ wyrobów wyt³aczanych
w postaci foli znajduje zastosowanie w bran¿y opakowa-
niowej, w tym w przemyœle spo¿ywczym i farmaceutycz-
nym. Stwarza to koniecznoœæ poszukiwania œrodków
obojêtnych fizjologicznie oraz kompatybilnych z osnow¹
polimerow¹.

Kolejnym sposobem modyfikacji w³aœciwoœci prze-
twórczych jest kontrolowane zmniejszanie œredniego ciê-

¿aru cz¹steczkowego na drodze oddzia³ywania nadtlen-
kami na stopiony polimer, w uk³adzie uplastyczniaj¹cym
wyt³aczarki dwuœlimakowej. Zastosowanie tej metody
pozwala na znaczne zmniejszenie lepkoœci stopionych
polimerów, g³ównie polipropylenu, umo¿liwiaj¹ce for-
mowanie wtryskowe cienkoœciennych opakowañ spo-
¿ywczych. Dodatkowym efektem jest ograniczenie poli-
dyspersji, co mo¿e stanowiæ korzystny efekt podczas
wytwarzania wyrobów z polimerów modyfikowanych
na drodze zarodkowania heterogenicznego.

Nukleacja heterogeniczna

Bardzo istotne w przetwórstwie jest zachowanie siê
stopionego polimeru w trakcie jego och³adzania do stanu
sta³ego, podczas krystalizacji po uformowaniu wyrobu.
Na drodze odpowiedniej modyfikacji mo¿na uzyskaæ
znaczne skrócenie czasu przetwórstwa w wyniku krysta-
lizacji zachodz¹cej w wy¿szej temperaturze i/lub krysta-
lizacji polimeru w zdefiniowanym lub przypadkowo wy-
tworzonym stanie orientacji makrocz¹steczek [20—23].
Skutkiem modyfikacji polimerowych materia³ów semi-
krystalicznych, charakteryzuj¹cych siê efektem polimor-
fizmu [24, 25], wywo³anej zarodkowaniem heterogenicz-
nym, mo¿e byæ utworzenie okreœlonych form krystalo-
graficznych. Odpowiedni dobór dodatku stanowi¹cego,
tzw. nukleant heterogeniczny pozwala na ustalenie siê
stanu selektywnej krystalizacji w okreœlonym uk³adzie
krystalograficznym, powoduj¹cej poœrednio, kontrolo-
wan¹ zmianê w³aœciwoœci materia³u polimerowego
[26—30].

Wp³yw dodatku specyficznych zarodków krystaliza-
cji (nukleantów) na tworzenie okreœlonej postaci krysta-
lograficznej oraz na szybkoœæ jej powstawania, a tak¿e na
w³aœciwoœci przetwarzanego materia³u stanowi³o przed-
miot wielu prac naukowych. Szczególn¹ podatnoœæ na
ten typ modyfikacji wykazuje izotaktyczny polipropy-
len, w przypadku którego obserwuje siê selektywn¹
krystalizacjê w uk³adzie jednoskoœnym lub pseudo-hek-
sagonalnym [25—33]. Istotnym zagadnieniem porusza-
nym w wielu publikacjach jest odpowiedni dobór stê¿e-
nia modyfikatora, na podstawie wyznaczonej zale¿noœci
pomiêdzy intensywnoœci¹ oddzia³ywania zarodków na
przebieg procesu krystalizacji, a stê¿eniem tego zarodka
w osnowie polimerowej. W wiêkszoœci prac opierano siê
na analizie tworzenia form krystalograficznych polimor-
ficznego izotaktycznego polipropylenu, przy czym wy-
niki uzyskane przez Vargê [26, 34] pozwoli³y na wyzna-
czenie zakresu temperaturowego selektywnego tworze-
nia siê formy jednoskoœnej i heksagonalnej (tzw. tempe-
ratura T��� ���	
���


Na podstawie wyników badañ dotycz¹cych homopo-
limerów iPP i kopolimerów typu PE-b-PP [35, 36] stwier-
dzono, ¿e najkorzystniejszy ze wzglêdu na w³aœciwoœci
przetwórcze, tj. najwy¿sz¹ temperaturê krystalizacji,
pozwalaj¹c¹ na znaczne skrócenie cyklu przetwórczego,
jest dodatek ok. 0,25 % mas. nukleanta. Wykazano te¿, ¿e
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w przypadku wiêkszej zawartoœci nukleanta w uk³adzie
nie obserwuje siê ju¿ zmian temperatury krystalizacji
polimeru, w warunkach mniejszego stê¿enia wystêpuje
natomiast œcis³a zale¿noœæ Tkr od zawartoœci tego dodat-
ku [35].

MODYFIKACJA TWORZYW TERMOPLASTYCZNYCH
SILSESKWIOKSANAMI

Modyfikacja izotaktycznego polipropylenu

Izotaktyczny polipropylen (iPP) jest obecnie jednym z
najczêœciej wykorzystywanych tworzyw polimerowych,
a wymagania dotycz¹ce jego w³aœciwoœci, prowadz¹ do
poszukiwania nowych mo¿liwoœci jego modyfikacji. Od
dawna ju¿ du¿e zainteresowanie budz¹ w³aœciwoœci iPP
modyfikowanego silnie reaktywnymi oligomerycznymi
silseskwioksanami (POSS). Wiêkszoœæ badañ obejmuje
zmiany struktury, w³aœciwoœci termicznych i wytrzyma-
³oœciowych wytworzonych nanokompozytów [37—40];
znacznie mniej publikacji jest natomiast poœwiêconych
metodologii ich wytwarzania [41—44], czyli efektywne-
go wprowadzania silseskwioksanów do osnowy polime-
rowej, umo¿liwiaj¹cego uzyskanie odpowiedniego zdys-
pergowania nanocz¹stek. Szereg prac poœwiêconych jest
próbom wbudowania zwi¹zków POSS w ³añcuch poli-
merowy [41, 43]. Zhou i wspó³pr. zaproponowali wyko-
rzystanie mieszania reaktywnego z udzia³em nadtlenku
dikumylu. Zbadano równie¿ metodê rozpuszczania kon-
centratów iPP z silseskwioksanami we wrz¹cym ksylenie
i nastêpnie poddawania kilkukrotnemu str¹caniu nieroz-
puszczalnych, przereagowanych frakcji iPP-POSS [41].
Stosowane czêsto du¿e stê¿enie zwi¹zków POSS (od
5 % mas. do, nawet, 67 % mas.) wyklucza ich u¿ycie ko-
mercyjne, ze wzglêdu na koszt nanododatku. Konieczne
zatem jest opracowanie metody, w której zwi¹zki POSS
odgrywa³yby rolê modyfikatorów dodawanych w nie-
wielkiej iloœci, ale powoduj¹cych oczekiwan¹ modyfika-
cjê w³aœciwoœci kompozytów iPP-POSS.

Wyniki analogicznych prac ró¿nych zespo³ów czêsto
s¹ bardzo rozbie¿ne, ró¿ne s¹ te¿ obserwacje wp³ywu do-
datku POSS do bazowego polimeru. Prawdopodobnie
jest to zwi¹zane ze specyfik¹ przygotowania mieszanek,
a w szczególnoœci z degradacj¹ zwi¹zków POSS w wyni-
ku intensywnego œcinania w trakcie mieszania z osnow¹
polimerow¹, czêœciow¹ degradacj¹ samej osnowy lub te¿
niepe³nym zdyspergowaniem nanododatku (tworze-
niem siê aglomeratów).

Fina i wspó³pr. [40] opisali wp³yw dodatku oktaizo-
butyl-POSS (3 lub 10 % mas.) na zmiany strukturalne
w krystalizuj¹cym iPP, oceniane na podstawie wzrostu
intensywnoœci pików (WAXS) odwzorowuj¹cych krysta-
lizacjê w uk³adzie pseudoheksagonalnym (�) oraz trój-
skoœnym (�), przy jednoczesnym niewielkim wzroœcie
temperatury krystalizacji. Podobnie, Chen [46] obserwo-
wa³ krystalizacjê kompozytu PP w uk³adzie pseudohek-
sagonalnym (�) w przypadku zastosowania dodatku

10 % mas. oktametyl-POSS. Rozpatruj¹c krystalizacjê
nanokompozytów polipropylen/oktametyl-POSS (10—
30 % mas. POSS), w warunkach nieizotermicznych oraz
przy œcinaniu w trakcie rozci¹gania, Fu [47] zanotowa³
jedynie niewielkie zmiany temperatury krystalizacji wy-
wo³ane dodatkiem silseskwioksanu. Zaobserwowa³ jed-
noczeœnie specyficzne zachowanie w warunkach œcina-
nia, prowadz¹ce do wzrostu orientacji wytwarzanych
w³ókien, co uzasadni³ wbudowywaniem siê nanocz¹stek
POSS miêdzy orientuj¹ce siê wzglêdem siebie ³añcuchy
polimerowe. W pracy dotycz¹cej izotermicznej krystali-
zacji nanokompozytów iPP-POSS, Zhou [45] odnotowa³
istotne zmiany w jej kinetyce spowodowane dodatkiem
oktawinyl-POSS (5 % mas.), prowadzonej z lub bez
udzia³u nadtlenku dikumylu. W pracy [41] wykazano
natomiast, ¿e wytworzone na drodze reaktywnego mie-
szania w stanie stopionym nanokompozyty wykazuj¹
znaczne podwy¿szenie temperatury krystalizacji.

Wp³yw dodatku POSS na reologiczne w³aœciwoœci
przetwórcze badano m.in. w odniesieniu do silseskwio-
ksanów z podstawnikiem winylowym, w obecnoœci
uk³adów dodatków sieciuj¹cych [48]. W przypadku sil-
seskwioksanu winyl-POSS (5 % mas.) zaobserwowano
pocz¹tkowo spadek lepkoœci, ale wraz z rosn¹c¹ szyb-
koœci¹ œcinania tendencja ta uleg³a odwróceniu, efektu
jednak nie wyjaœniono.

W ostatnich latach oprócz publikacji ca³oœciowo uj-
muj¹cych problem wytwarzania i oceny w³aœciwoœci
kompozytów PP-POSS, pojawia siê coraz wiêcej donie-
sieñ o próbach zastosowania zwi¹zków POSS nie w cha-
rakterze podstawowych modyfikatorów, ale czynników
wspomagaj¹cych modyfikacjê iPP za pomoc¹ innych
œrodków dodatkowych, w tym nape³niaczy mineralnych
lub te¿ komercyjnie stosowanych nukleantów heteroge-
nicznych [49—53].

Modyfikacja polietylenu

Wiadomo, ¿e w przypadku polietylenu modyfikacja
strukturalna jest utrudniona ze wzglêdu na niepolarnoœæ
³añcuchów makrocz¹steczek, a tak¿e znaczn¹ szybkoœæ
krystalizacji, wynikaj¹c¹ z bardzo niskiej temperatury
zeszklenia. Niemniej, w literaturze mo¿na znaleŸæ opisy
prób zmiany w³aœciwoœci PE, przy czym dotychczas pub-
likowane badania w³aœciwoœci fizykochemicznych, by³y
prowadzone g³ównie z wykorzystaniem metod analizy
termicznej [54—56]. Dostêpne dane dotycz¹ce kinetyki
krystalizacji s¹ pomocne w badaniach nad zwi¹zkami
nukleuj¹cymi polimer. Czêœæ autorów skupia siê na okre-
œleniu przetwórczych [57, 58], najczêœciej reologicznych
w³aœciwoœci kompozytów, istotnych w odniesieniu do
modyfikacji lepkoœciowej. Doœæ rzadko w literaturze
mo¿na znaleŸæ przyk³ady badañ w³aœciwoœci specjal-
nych, np. elektrycznych [59], wa¿nych ze wzglêdu na
mo¿liwe zastosowania w elektronice.

Dodatkami najczêœciej wprowadzanymi do polietyle-
nu s¹ zwi¹zki POSS zawieraj¹ce grupy metylow¹ [54,

POLIMERY 2013, 58, nr 10 807



56—58], winylow¹ [55, 59], fenylow¹ [54] b¹dŸ butylow¹
[54, 55]. Udzia³ masowy zwi¹zku POSS w ca³ej kompozy-
cji wynosi na ogó³ kilka procent, przy czym najistotniej-
sze z punktu widzenia mo¿liwoœci aplikacyjnych s¹ pub-
likacje uwzglêdniaj¹ce niewielk¹ zawartoœæ modyfikato-
ra. Spoœród stosowanych uk³adów POSS, najbardziej
obiecuj¹cy pod tym wzglêdem wydaje siê byæ zwi¹zek
sfunkcjonalizowany grupami butylowymi. Ju¿ dodatek
mniej ni¿ 1 % mas. izobutyl/POSS powoduje wzrost od-
pornoœci cieplnej PE. W tym przypadku obserwuje siê
równie¿ poprawê w³aœciwoœci mechanicznych, takich
jak: wyd³u¿enie i wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie [54, 55].
Przypuszczalnie, zwi¹zki POSS zawieraj¹ce butylowe
grupy funkcyjne, ze wzglêdu na korzystniejsze warunki
termodynamiczne maj¹, w porównaniu z innymi grupa-
mi, wiêksz¹ zdolnoœæ do interakcji z ³añcuchami poliety-
lenu.

Modyfikacja polioksymetylenu

Polioksymetylen (POM) jest jednym z wa¿niejszych
polimerów termoplastycznych o szerokim spektrum za-
stosowañ in¿ynierskich. Zajmuje istotne miejsce wœród
tworzyw konstrukcyjnych, wykorzystywanych obecnie
do produkcji elementów aparatury precyzyjnej i czêœci
dla przemys³u motoryzacyjnego. Dziêki du¿ej twardoœci
powierzchniowej i ma³ej œcieralnoœci wykazuje dobry
poœlizg i odpornoœæ na tarcie [60]. POM wyró¿nia siê
równie¿ dobrymi w³aœciwoœciami reologicznymi, które
mog¹ byæ selektywnie modyfikowane. Poliacetale maj¹
du¿¹ zdolnoœæ do krystalizacji, która w warunkach w³aœ-
ciwie prowadzonego procesu przetwórczego mo¿e
osi¹gn¹æ poziom 80 % [61]. Jednym z kierunków czêœciej
przeprowadzanych modyfikacji w³aœciwoœci mechanicz-
nych POM jest sporz¹dzanie mieszanin z innymi polime-
rami, takimi jak: poliamidy [62], polietyleny [63] lub elas-
tomery [64].

W literaturze mo¿na znaleŸæ wiele prac poœwiêco-
nych wprowadzaniu do osnowy polioksymetylenowej
ró¿nego rodzaju nape³niaczy mineralnych zarówno o
mikrometrycznych, jak i nanometrycznych rozmia-
rach cz¹stek. Dodatek nanocz¹stek grafitu zwiêksza
przewodnictwo cieplne POM [65], montmorylonit
natomiast pe³ni rolê heterogenicznego zarodka krysta-
lizacji [66]. Wraz ze wzrostem zawartoœci w uk³adzie
tlenku cynku (ZnO) maleje stopieñ krystalicznoœci i
naprê¿enie zrywaj¹ce poliacetali, poprawie ulega na-
tomiast sztywnoœæ kompozytu [67]. Struktura i w³aœci-
woœci mechaniczne oraz reologiczne POM zale¿¹ od
rodzaju i zawartoœci nape³niacza, stopnia jego roz-
drobnienia i zdyspergowania w osnowie polimerowej
oraz adhezji na granicy faz polimer–nape³niacz [66,
68].

Szereg doniesieñ z ostatnich lat dotyczy badañ kom-
pozytów polioksymetylenu z hybrydowymi nanona-
pe³niaczami z grupy silsekwioksanów (POSS). Wyniki
badañ wskazuj¹, ¿e nanokompozyty POM/POSS charak-

teryzuj¹ siê wiêksz¹ stabilnoœci¹ termiczn¹, w mniejszym
stopniu ulegaj¹ ¿ó³kniêciu oraz maj¹ wy¿sz¹ temperatu-
rê degradacji ni¿ czysty polimer. M. Sánchez-Soto ocenia³
strukturê i w³aœciwoœci fizykochemiczne nanokompo-
zytów POM z dodatkiem POSS z ró¿nymi podstawni-
kami organicznymi, takimi jak: glicydyloetylowy —
(ge-POSS), aminopropyloizobutylowy i poli(tlenek etyle-
nu) stwierdzaj¹c, ¿e temperatura topnienia kompozytów
zmienia³a siê w bardzo niewielkim stopniu, maksymal-
nie o 1,5 °C w odniesieniu do kompozytu z udzia³em
10 % mas. ge-POSS. W przeciwieñstwie zatem do niektó-
rych innych kompozytów zawieraj¹cych POSS [69], w
tym przypadku obecnoœæ POSS w uk³adzie nie mia³a
istotnego wp³ywu na strukturê krystaliczn¹ nanokompo-
zytów POM/POSS.

W publikacji [70] wykazano, ¿e silseskwioksany
u¿yte w charakterze nanonape³niaczy zwiêkszaj¹ tem-
peraturê zeszklenia, odpornoœæ na utlenianie, popra-
wiaj¹ w³aœciwoœci mechaniczne, ograniczaj¹ palnoœæ,
zmieniaj¹c tak¿e cechy przetwórcze materia³ów, w
tym lepkoœæ i wskaŸnik szybkoœci p³yniêcia. W pracy
[71] dowiedziono, ¿e dodatek nanocz¹stek POSS do
POM powoduje spadek lepkoœci dynamicznej kompo-
zytów, co u³atwia proces przetwórstwa na drodze
wtryskiwania, a tak¿e wp³ywa na zmianê kinetyki
krystalizacji.

Celem przedstawianej pracy by³o okreœlenie wp³ywu
silseskwioksanów, wprowadzanych do trzech polime-
rów termoplastycznych (iPP, PE-LD, POM) w stanie sto-
pionym, na ich w³aœciwoœci przetwórcze, tj. warunki
tworzenia struktury krystalicznej ze szczególnym uwz-
glêdnieniem temperatury krystalizacji oraz na cechy reo-
logiczne.

CZÊŒÆ DOŒWIADCZALNA

Materia³y

— Izotaktyczny polipropylen (iPP) o nazwie handlo-
wej Moplen HP500N, prod. Basell Orlen Polyolefins
(P³ock), o masowym wskaŸniku szybkoœci p³yniêcia
MFR = 3,4 g/10 min [230 °C; 2,16 kg] i gêstoœci 0,90 g/cm3.

— Polietylen ma³ej gêstoœci (PE-LD) o nazwie handlo-
wej Malen E FGNX 23, DO22; prod. Basell Orlen Polyole-
fins (P³ock), o MFR = 2,2 g/10 min [190 °C; 2,16 kg] oraz
gêstoœci 0,92 g/cm3.

— Kopolimer polioksymetylenu (POM) o nazwie
handlowej Tarnoform 300, prod. Zak³adów Azotowych
w Tarnowie—Moœcicach S.A., o MFR = 9 g/10 min
[190 °C; 2,16 kg] i gêstoœci 1,41 g/cm3.

Stosowane w charakterze nanomodyfikatorów silses-
kwioksany (POSS) (tabela 1) syntezowano w Zak³adzie
Chemii Metaloorganicznej UAM (Poznañ). Metod¹ ter-
mograwimetryczn¹ (TGA) ustalono, ¿e zwi¹zki te wyka-
zuj¹ stabilnoœæ termiczn¹ niezbêdn¹ w temperaturze
przetwórstwa wszystkich badanych tworzyw termoplas-
tycznych (Tmax = 240 °C).
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Metodyka badañ

— Temperaturê krystalizacji Tcr nanokompozytów
termoplastycznych na osnowie izotaktycznego polipro-
pylenu, polietylenu ma³ej gêstoœci oraz polioksymetyle-
nu wyznaczano metod¹ ró¿nicowej kalorymetrii skanin-

gowej (DSC), z wykorzystaniem aparatu Netzsch
DSC204 F1 Phoenix, w atmosferze gazu obojêtnego,
zgodnie z programem: ogrzewanie do 230 °C z szybkoœ-
ci¹ grzania 10 deg/min, izotermiczne wygrzewanie w
temp. 230 °C w ci¹gu 5 min, ch³odzenie do temp. 50 °C
z szybkoœci¹ 10 deg/min. Procedurê powtórzono dwu-
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krotnie w celu wyeliminowania wp³ywu przetwórstwa
na temperatury przemian fazowych.

— Pomiary reologiczne w zakresie ma³ych wartoœci
szybkoœci œcinania (�� < 100 s-1) prowadzono za pomoc¹
reometru rotacyjnego Anton Paar MCR 301, z wykorzys-
taniem geometrii pomiarowej sto¿ek-p³ytka (d = 25 mm),
w trybie rotacji w zakresie szybkoœci œcinania �� =
0,01—100 s-1, z kontrol¹ wielkoœci odkszta³cenia. Wyniki
pomiarów przedstawiono w uk³adzie podwójnie loga-
rytmicznym.

— Pomiary reologiczne w zakresie du¿ych wartoœci
szybkoœci œcinania (�� > 100 s-1) wykonano przy u¿yciu re-
ometru kapilarnego Dynisco LCR 7000, uwzglêdniaj¹c
poprawkê Rabinowitsch’a [72]. Stosowano dyszê
CX300-30 wykonan¹ z wêglika wolframu, o wymiarach
d = 0,762 mm, stosunku d³ugoœci do œrednicy równym
l/d = 30 oraz k¹cie wejœcia 2� = 120°. Ze wzglêdu na du¿y
stosunek d³ugoœci do œrednicy kapilary wp³yw efektu
wlotowego mo¿na pomin¹æ, nie uwzglêdniono te¿ po-
prawki Bagley’a [73]. Pomiary realizowano w zakresie
szybkoœci œcinania �� = 50—1000 s-1.

WYNIKI BADAÑ I ICH OMÓWIENIE

Temperatura krystalizacji i topnienia polimerów
modyfikowanych silseskwioksanami

Oceniono wp³yw modyfikacji silseskwioksanami izo-
taktycznego polipropylenu, polietylenu ma³ej gêstoœci
oraz polioksymetylenu na zmianê temperatury krystali-
zacji oraz na przebieg krzywych topnienia w trakcie dru-
giego cyklu grzania.

Izotaktyczny polipropylen

Na rys. 1 przedstawiono zmiany temperatury krysta-
lizacji iPP w funkcji zawartoœci POSS (por. tabela 1),
w przypadku obu nanododatków: wPOSS i hdPOSS mo-

dyfikacja doprowadzi³a do stosunkowo niewielkiego
wzrostu temperatury krystalizacji iPP, co mo¿e œwiad-
czyæ o zarodkuj¹cym oddzia³ywaniu POSS na przebieg
krystalizacji iPP. Udzia³ dodatku wiêkszy ni¿ 0,1 % mas.
powodowa³ przyrost Tcr o ok. 2 °C w odniesieniu do
hdPOSS (Tcr = 117,5° C) oraz o ok. 1 °C w odniesieniu do
wPOSS (Tcr = 116,5 °C). Stwierdzono ponadto, ¿e tzw.
„stan nasycenia” [74] osi¹gniêto po wprowadzeniu ju¿
ok. 0,1 % mas. nanododatku POSS.

Zestawienie krzywych DSC odnosz¹cych siê do dru-
giego topnienia nanokompozytów iPP, zawieraj¹cych 0,1
lub 1 % mas. (wartoœci skrajne) hdPOSS lub wPOSS,
przedstawiono na rys. 2. Mo¿na zaobserwowaæ dodatko-
we niewielkie przegiêcie na krzywych topnienia nano-
kompozytów w zakresie ni¿szej temperatury (145—
155 °C), co mo¿e œwiadczyæ o wiêkszym udziale krystali-
zacji zachodz¹cej w uk³adzie pseudoheksagonalnym w
porównaniu z krystalizacj¹ próbek niemodyfikowanych.

Polietylen ma³ej gêstoœci

Stwierdzono, ¿e w przypadku udzia³u bwPOSS w
PE-LD, wynosz¹cego � 0,5 % mas. nastêpuje przyrost Tcr

o ok. 2,5 °C (Tcr = 98,8 °C, rys. 3). Jak ju¿ wspomniano
wp³yw na krystalizacjê polietylenu, zw³aszcza ma³ej gês-
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toœci, jest mniejszy ni¿, np. iPP. Z tego wzglêdu przyrost
Tcr o ok. 2,5 °C nale¿y uznaæ za istotny.

Krystalizacja PE-LD przebiega znacznie szybciej ni¿
iPP, z regu³y z drobnodyspersyjnym wydzielaniem for-
muj¹cej siê w niemodyfikowanej matrycy polietylenowej
fazy krystalicznej, co utrudnia modyfikacyjne oddzia³y-
wanie na ten proces. Nie zaobserwowano ponadto wp³y-
wu dodatku zwi¹zków POSS na przebieg krzywych top-
nienia nanokompozytów PE-LD-bwPOSS.

Polioksymetylen

Zale¿noœæ temperatury krystalizacji od stê¿enia POSS
w nanokompozycie z POM przedstawia rys. 4.

Na krzywych DSC (rys. 5) nanokompozytów POM z
ró¿n¹ zawartoœci¹ gpPOSS zaobserwowano pojedyncze,
egzotermiczne piki krystalizacji polimeru. Stwierdzono
wzrost temperatury krystalizacji nanokompozytów o ok.
3 °C, co œwiadczy o nukleacyjnym oddzia³ywaniu hetero-
genicznych zarodków. Stopieñ tego oddzia³ywania jest
jednak zbyt niski, by zwi¹zek gpPOSS móg³ byæ zastoso-

wany jako zarodek heterogeniczny o potencjale wdro¿e-
niowym.

Na termogramach DSC (rys. 6) zarejestrowanych
podczas drugiego ogrzewania próbek nanokompozytów,
zaobserwowano pojawienie siê pojedynczych endoterm
topnienia. Stwierdzono jednoczeœnie wzrost temperatu-
ry topnienia nanokompozytów POM/POSS o ok. 6 °C
w porównaniu z temperatur¹ topnienia czystego POM,
co stwarza problem wiêkszej energoch³onnoœci procesu
przetwórstwa.

W³aœciwoœci reologiczne wytworzonych kompozytów

Polipropylen

W celu okreœlenia wp³ywu d³ugoœci ³añcuchów grup
funkcyjnych u¿ytych do modyfikacji silseskwioksanów
na w³aœciwoœci reologiczne izotaktycznego polipropyle-
nu, do modyfikacji iPP wykorzystano dwa rodzaje POSS
ró¿ni¹ce siê d³ugoœci¹ ³añcuchów przy³¹czonych do oœ-
miopodstawionej klatki: oktakis(dimetylosiloksy, winy-
lo)oktasilseskwioksanu (wPOSS) oraz oktakis(dimetylo-
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siloksy, heksadecylo)oktasilseskwioksanu (hdPOSS). Ry-
sunek 7 przedstawia krzywe lepkoœci próbek iPP na-
pe³nionego 0,1—1 % mas. wPOSS. Ten polisilseskwio-
ksan w literaturze jest definiowany jako kompatybilny
(mieszalny) z izotaktycznym polipropylenem. Niedu¿e
zmiany lepkoœci zaobserwowano jedynie w zakresie ma-
³ych wartoœci szybkoœci œcinania (pomiêdzy 0,01 i 1 s-1).
W przypadku zawartoœci 0,1 % mas. wPOSS w matrycy
iPP zaobserwowano spadek lepkoœci, wraz ze zwiêksza-
j¹cym siê udzia³em nanododatku nastêpowa³ niewielki
jej wzrost. W zakresie du¿ych szybkoœci œcinania
(100—1000 s-1) nie odnotowano zmian lepkoœci spowo-
dowanych dodatkiem wPOSS do polipropylenu. Brak
wyraŸnego wp³ywu modyfikatora na w³aœciwoœci reolo-
giczne wytworzonych nanokompozytów mo¿e wynikaæ
ze stosunkowo niewielkiej jego zawartoœci w iPP.

Krzywe lepkoœci iPP modyfikowanego silseskwioksa-
nami oœmiopodstawionymi heksadecylowymi grupami
funkcyjnymi przedstawia rys. 8.

W odró¿nieniu od nanokompozytów zawieraj¹cych
wPOSS, w przypadku uk³adu iPP/hdPOSS, w zakresie

ma³ych wartoœci szybkoœci œcinania (poni¿ej 0,1 s-1) zaob-
serwowano wzrost lepkoœci próbek nanokompozytów z
du¿¹ zawartoœci¹ hdPOSS (rys. 8a). Pocz¹tkowa ró¿nica
lepkoœci zmniejsza siê w warunkach wiêkszych szybkoœ-
ci œcinania (w zakresie 0,1—1 s-1), a szybkoœci równej 1 s-1

odpowiada przeciêcie krzywej lepkoœci kompozytu 1 %
iPP + 1 % mas. hdPOSS z krzywymi lepkoœci odpowiada-
j¹cymi kompozytom z mniejszym udzia³em hdPOSS. W
zakresie du¿ych wartoœci szybkoœci œcinania (rys. 8b) jest
widoczna tendencja odwrotna.

Silseskwioksany podstawione grupami funkcyjnymi
o d³ugich ³añcuchach charakteryzuj¹ siê ograniczon¹
kompatybilnoœci¹ z iPP oraz sk³onnoœci¹ do aglomeryza-
cji [39]. W rozpatrywanym przypadku w nanokompozy-
tach z udzia³em hdPOSS mo¿na zaobserwowaæ efekt
zwiêkszaj¹cego siê poœlizgu, prowadz¹cy do zmniejsze-
nia lepkoœci dynamicznej, ale osi¹gniêty dopiero przy
udziale 1 % mas. hdPOSS. Na podstawie map rozk³adu
krzemu na powierzchni próbek nanokompozytów
iPP/hdPOSS, wykonanych w toku badañ wstêpnych z
wykorzystaniem skaningowej mikroskopii elektronowej
(SEM) stwierdzono wystêpowanie aglomeratów w przy-
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padku próbek zawieraj¹cych 1 % mas. hdPOSS. Mo¿na
wiêc przypuszczaæ, ¿e obszary o zwiêkszonej zawartoœci
silseskwioksanów bêd¹ siê przyczyniaæ do zwiêkszenia
poœlizgu w materia³ach polimerowych o budowie linio-
wej. Modyfikacja oparta jest wówczas na oddzia³ywaniu
œrodka pomocniczego o mniejszym ciê¿arze cz¹steczko-
wym ni¿ ciê¿ar modyfikowanego materia³u polimerowe-
go o budowie liniowej.

Polietylen ma³ej gêstoœci

Krzywe lepkoœci nanokompozytów PE-LD/POSS re-
jestrowane w zakresie szybkoœci œcinania 0,01—1000 s-1

przedstawia rys. 9. Istotne zmiany lepkoœci wynikaj¹ce z
obecnoœci w polimerowej matrycy bwPOSS s¹ widoczne
zw³aszcza w zakresie ma³ych szybkoœci œcinania.

W przypadku kompozytu zawieraj¹cego 1 % mas.
bwPOSS zaobserwowano ponad dwukrotny spadek lep-
koœci w zakresie szybkoœci œcinania 0,01—0,1 s-1. Wraz ze

wzrostem tej szybkoœci zmniejszaj¹ siê ró¿nice miêdzy
lepkoœci¹ materia³ów modyfikowanych POSS, a próbek
bez dodatku POSS. Nale¿y podkreœliæ jednak, ¿e nawet
wówczas gdy wartoœæ szybkoœci œcinania wynosi 100 s-1,
obserwuje siê ró¿nicê lepkoœci próbek zawieraj¹cych 1 %
mas. bwPOSS i próbek zawieraj¹cych mniejsze iloœci
nanododatku (0,1 lub 0,5 % mas. bwPOSS), a lepkoœci¹
próbki niemodyfikowanej. W zakresie du¿ych szybkoœci
œcinania, powy¿ej 100 s-1 nie obserwuje siê wp³ywu mo-
dyfikacji za pomoc¹ silseskwioksanów, na w³aœciwoœci
reologiczne PE-LD (rys. 9 b). Zmianê w³aœciwoœci reolo-
gicznych mo¿na t³umaczyæ zwiêkszeniem mobilnoœci sil-
nie rozga³êzionych makrocz¹steczek PE-LD, spowodo-
wanym umieszczeniem miêdzy nimi dobrze zdyspergo-
wanych nanocz¹stek bwPOSS, ograniczaj¹cym tym sa-
mym sk³onnoœæ do spl¹tania siê ³añcuchów bocznych
PE-LD pomiêdzy sob¹.

Nanokompozyty PE-LD/bwPOSS, ze wzglêdu na
zmniejszon¹ lepkoœæ dynamiczn¹, mog¹ byæ wykorzys-
tywane do wytwarzania wyrobów z zastosowaniem nie-
wielkich szybkoœci odkszta³cania, np. w produkcji wyro-
bów metod¹ prasowania z u¿yciem materia³ów stano-
wi¹cych nape³niacz w postaci tkanin i mat o du¿ej gra-
maturze [76, 77]. Zmniejszenie lepkoœci w warunkach
statycznego odkszta³cenia spowoduje zwiêkszenie efek-
tywnoœci przesycania stopionym polimerem. Brak istot-
nych zmian w³aœciwoœci mechanicznych badanych kom-
pozytów pozwala przypuszczaæ, ¿e znajd¹ one zastoso-
wanie w przemyœle, ale konieczne jest przeprowadzenie
bardziej szczegó³owych badañ.

Polioksymetylen

Efekt modyfikacji w³aœciwoœci reologicznych nano-
kompozytów na osnowie polioksymetylenu z udzia³em
silseskwioksanów przedstawia rys. 10. W odró¿nieniu
od polietylenu i polipropylenu, zastosowany gatunek
poliformaldehydu charakteryzuje siê du¿¹ wartoœci¹
MFR i wynikaj¹cym z tego przeznaczeniem (technologia
wtryskiwania), lepkoœæ POM w zakresie ma³ych szyb-
koœci œcinania przybiera znacznie mniejsze wartoœci ni¿
lepkoœæ wczeœniej rozpatrywanych polimerów.

Z przebiegu krzywych lepkoœci, wyznaczonych przy
u¿yciu reometru rotacyjnego (rys. 10 a), odnosz¹cych siê
do POM niemodyfikowanego i modyfikowanego zwi¹z-
kami gpPOSS wynika, ¿e wp³yw dodatku POSS na w³aœ-
ciwoœci reologiczne POM/POSS nie jest istotny. Przebieg
krzywych uzyskanych przy u¿yciu reometru kapilarne-
go, w zakresie wiêkszych szybkoœci œcinania znaczne siê
od siebie ró¿ni, mo¿na zauwa¿yæ wyraŸne zmniejszenie
lepkoœci kompozytów POM/gpPOSS (rys. 10 b) w stosun-
ku do lepkoœci niemodyfikowanego POM. Dodatek
gpPOSS mo¿e byæ zatem stosowany w charakterze œrod-
ka poœlizgowego w trakcie przetwórstwa wówczas, gdy
tworzywo polimerowe jest poddawane przep³ywom w
warunkach intensywnego œcinania, tj. w toku wtryskiwa-
nia i wyt³aczania, prowadz¹cych do zmniejszenia lep-

POLIMERY 2013, 58, nr 10 813

a)

10 000

1000

100L
ep

k
o
œæ

d
y
n
am

ic
zn

a,
P

a·
s

0,01 0,1 1 10 100

Szybkoœæ œcinania, 1/s

PE-LD
PE-LD+0,1 % mas. bwPOSS
PE-LD+0,5 % mas. bwPOSS
PE-LD+1 % mas. bwPOSS

b)

300

200L
ep

k
o
œæ

d
y
n
am

ic
zn

a,
P

a·
s

100 1000
Szybkoœæ œcinania, 1/s

400

500

600

700
PE-LD
PE-LD+0,1 % mas. bwPOSS
PE-LD+0,5 % mas. bwPOSS
PE-LD+1 % mas. bwPOSS

Rys. 9. Zale¿noœæ lepkoœci dynamicznej od szybkoœci œcinania
polietylenu ma³ej gêstoœci modyfikowanego zwi¹zkami
bwPOSS wyznaczona za pomoc¹ reometru rotacyjnego (a) i ka-
pilarnego (b), w zakresie szybkoœci œcinania 0,01—1000 s-1, T =
190 °C
Fig. 9. Dependence of dynamic viscosity on shear stress for
PE-LD modified by bwPOSS compounds, determined using a
rotational rheometer (a) and capillary rheometer (b) in the shear
rate range from 0,01 to 1000 s-1, T = 190 °C



koœci i wynikaj¹cej z tego redukcji ciœnieñ, a wiêc do po-
lepszenia przetwarzalnoœci kompozycji polimerowej.
Warto przypomnieæ, ¿e silseskwioksan gpPOSS dozowa-
no w postaci cieczy lepkiej do polioksymetylenu w trak-
cie mieszania.

PODSUMOWANIE

W przypadku trzech badanych termoplastycznych
tworzyw polimerowych zaobserwowano odmienny
wp³yw dodatku silseskwioksanów na w³aœciwoœci prze-
twórcze, w tym reologiczne i termiczne wytworzonych
kompozytów.

W badaniach metod¹ DSC kompozytów iPP, PE-LD i
POM z udzia³em ró¿nych rodzajów i iloœci POSS wyka-
zano niewielk¹ zdolnoœæ cz¹steczek nanododatku do he-
terogenicznego zarodkowania w procesie krystalizacji i
do modyfikowania temperatury krystalizacji polimeru.

Nie zaobserwowano istotnych zmian w³aœciwoœci
przetwórczych izotaktycznego polipropylenu modyfiko-
wanego dodatkiem zwi¹zków POSS. Wydaje siê celowe
przeprowadzenie badañ nanokompozytów iPP o wiêk-

szej ni¿ zastosowana, zawartoœci silseskwioksanów, wy-
soka cena zwi¹zków POSS ogranicza jednak ich wyko-
rzystanie. Rozwi¹zaniem mo¿e byæ u¿ycie wysoko reak-
tywnych zwi¹zków POSS do modyfikacji handlowo dos-
têpnych nukleantów heterogenicznych b¹dŸ nape³nia-
czy, w celu zwiêkszenia efektywnoœci modyfikacji poli-
merowej osnowy, lub kompleksowej zmiany jej w³aœci-
woœci.

Spoœród badanych kompozycji polimerowych na
uwagê zas³uguj¹ kompozycje PE-LD z udzia³em 1 % mas.
bwPOSS, a tak¿e POM z udzia³em gpPOSS (0,1;
0,5 % mas.). Pierwsz¹ z nich cechuje wyraŸnie mniejsza
lepkoœæ w porównaniu z lepkoœci¹ materia³u wyjœciowe-
go, a jednoczeœnie wy¿sza o 2 °C temperatura krystaliza-
cji, z powodzeniem mo¿e wiêc s³u¿yæ jako osnowa kom-
pozytów jednopolimerowych wytwarzanych metod¹
prasowania [76—78], b¹dŸ wtryskiwania z dot³aczaniem,
gdzie zmniejszona lepkoœæ w zakresie ma³ych szybkoœci
œcinania zapewnia odpowiednie przesycenie stopionym
polimerem nape³niacza w postaci tkanin o du¿ej grama-
turze, umieszczonego w formie wtryskowej. Druga z
kompozycji (POM/POSS) mo¿e byæ u¿ywana w charak-
terze materia³u przeznaczonego do wtryskiwania wyro-
bów cienkoœciennych. Zmniejszona lepkoœæ kompozytu
umo¿liwia wykonywanie elementów o skomplikowa-
nym kszta³cie geometrycznym, a w przypadku zastoso-
wania wiêkszych stê¿eñ POSS w osnowie POM, mo¿na
dodatkowo uzyskaæ efekt krystalizacji w podwy¿szonej
temperaturze, co znacznie skróci czas cyklu przetwór-
czego.

Badania zrealizowano w ramach Projektu nr UDA — POIG.
01.03.01-30-173/09 pt. „Silseskwioksany jako nanonape³nia-
cze i modyfikatory w kompozytach polimerowych”, wspó³-
finansowanego przez Uniê Europejsk¹.

LITERATURA

[1] Brostow W.: Polymer 1990, 31, 979. [2] Brostow W.,
Sterzyñski T., Triouleyre S.: Polymer 1996, 37, 1561. [3]
Brostow W., Hess M., López B. L., Sterzyñski T.: Polymer
1996, 37, 1551. [4] Brostow W., D’Souza N. A., Maksimov
R., Sterzyñski T.: Annual Technical Conference — AN-
TEC, Conference proceedings 2 1997, str. 2682. [5] Ol-
szyñski P., Koz³owski M., Koz³owska A.: Mater. Res. In-
nov. 2002, 6, 1. [6] Koz³owski M., Koz³owska A.: Mol.
Cryst. Liq. Cryst. Sci. Technol., Sect. A 2000, 353, 581. [7]
Noël C., Navard P.: Prog. Polym. Sci. 1991, 16, 55. [8] Peuv-
rel E., Navard P.: Macromolecues 1991, 24, 5683. [9] Kaza-
tchov I. B., Yip F., Hatzikiriakos S. G.: Rheol. Acta 2000, 39,
583. [10] Yip F., Hatzikiriakos S. G., Clere T. M.: J. Vinyl
Add. Tech. 2000, 6, 113.

[11] Sentmanat M., Hatzikiriakos S. G.: Rheol. Acta
2004, 43, 624. [12] Kruszelnicka I., Sterzyñski T.: Polimery
2005, 50, 358. [13] Nobile M. R., Bove L., Somma E., Kru-
szelnicka I., Sterzyñski T.: Polym. Eng. Sci. 2005, 45, 153.
[14] Giancola G., Lehman R. L.: J. Polym. Eng. 2012, 32,

814 POLIMERY 2013, 58, nr 10

a)

1000

100

L
ep

k
o
œæ

d
y
n
am

ic
zn

a,
P

a·
s

0,01 0,1 1 10 100

Szybkoœæ œcinania, 1/s

POM

POM+0,1 % mas.gpPOSS
POM+0,5 % mas. gpPOSS

POM+1 % mas. gpPOSS

b)

100

L
ep

k
o
œæ

d
y
n
am

ic
zn

a,
P

a·
s

100 1000
Szybkoœæ œcinania, 1/s

1000

POM
POM+0,1 % mas. gpPOSS
POM+0,5 % mas. gpPOSS
POM+1 % mas. gpPOSS

Rys. 10. Zale¿noœæ lepkoœci dynamicznej od szybkoœci œcinania
polioksymetylenu modyfikowanego zwi¹zkami gpPOSS, wyz-
naczona za pomoc¹ reometru rotacyjnego (a) i kapilarnego (b),
w zakresie szybkoœci œcinania 0,01—1000 s-1, T = 190 °C
Fig. 10. Dependence of dynamic viscosity on shear stress for
POM modified by gpPOSS compounds, determined using a ro-
tational rheometer (a) and capillary rheometer (b) in the shear
rate range from 0,01 to 1000 s-1, T = 190 °C



265. [15] Shih C. K.: Polym. Eng. Sci. 1976, 16, 742. [16] Ku-
likov O., Hornung K., Wagner.: Polym. Eng. Sci. 2010, 50,
1236. [17] Kulikov O., Hornung K., Wagner M.: Macromol.
Symp. 2010, 296, 324. [18] Inn Y. W., Fisher R., Shaw M.T.:
Rheol. Acta 1998, 37, 573. [19] Xing K. C., Schreiber H. P.:
Polym. Eng. Sci. 1996, 36, 387. [20] Munoz M. P., Vargas M.
D., Werlang M. M., Yoshida V. P., Mauler R. S.: J. Appl.
Polym. Sci. 2001, 82, 3460.

[21] Romankiewicz A., Jurga J., Sterzyñski T.: Macro-
mol. Symp. 2003, 202, 281. [22] Lotz B., Wittmann J. C., Lo-
vinger A. J.: Polymer 1996, 37, 4979. [23] Wittmann J. C.,
Lotz B.: J. Polym. Sci. Part A2 1985, 23, 205. [24] Garbar-
czyk J., Paukszta D.: Polymer 1981, 22, 562. [25] Binsber-
gen F. L., De Lange B. G. M.: Polymer 1968, 9, 23. [26] Var-
ga J.: J. Macromol. Sci. Phys. B 2002, 41, 1121. [27] Juhász P.,
Varga J., Belina K., Belina G.: J. Macromol. Sci. Phys. 2002,
41B, 1173. [28] Gahleitner M.: Prog. Polym. Sci. 2001, 26,
895. [29] Gahleitner M., Grein C., Kheirandish S., Wolf-
schwenger J.: Int. Polym. Proc. 2011, 26, 1. [30] Romankie-
wicz A., Sterzyñski T., Brostow W.: Polym. Int. 2004, 53,
2086.

[31] Garbarczyk J., Paukszta D.: Colloid. Polym. Sci.
1985, 263, 985. [32] Garbarczyk J., Paukszta D., Borysiak
S.: J. Macromol. Sci. Phys. B 2002, 41B, 1267. [33] Jacoby P.,
Bersted B. H., Kissel W. J., Smith C. E.: J. Polym. Sci. Part B
1986, 24, 461. [34] Juhász P., Varga J., Belina K., Marand
H.: J. Therm. Anal. Calorim. 2002, 69, 561. [35] Sterzyñski
T., Lambla M., Georgi F., Thomas M.: Int. Polym. Proc.
1997, 12, 64. [36] Chen H. B., Karger-Kocis J., Wu J. S., Var-
ga J.: Polymer 2002, 43, 6505. [37] Fina A., Abbenhuis H. C.
L., Tabuani D., Camino G.: Polym. Degrad. Stab. 2006, 91,
2275. [38] Fina A., Abbenhuis H. C. L., Tabuani D., Frache
A., Camino G.: Polym. Degrad. Stab. 2006, 91, 1064. [39]
Fina A., Tabuani D., Camino G.: Eur. Polym. J. 2010, 46, 14.
[40] Fina A., Tabuani D., Frache A., Ciamino G.: Polymer
2005, 46, 7855.

[41] Zhou Z., Cui L., Zhang Y., Zhang Y., Yin N.: Eur.
Polym. J. 2008, 44, 3057. [42] Zheng L., Farris R. J., Cough-
lin E. B.: Macromolecules 2001, 34, 8034. [43] Choi J. H.,
Jung C. H., Kim D. K., Suh D. H., Nho Y. C., Kang P. H.,
Ganesan R.: Radiat. Phys. Chem. 2009, 78, 517. [44] Misra
R., Fu B. X., Morgan S. E.: J. Polym. Sci. Part B 2007, 45,
2441. [45] Zhou Z., Cui L., Zhang Y., Zhang Y., Yin N.: J.
Polym. Sci. Part B 2008, 46, 1762. [46] Chen J. H., Chiou Y.
D.: J. Polym. Sci. Part B 2006, 44, 2122. [47] Fu B. X., Yang
L., Somani R. H., Zong S. X., Hsiao B. S., Phillips S., Blan-
sky R., Ruth P.: J. Polym. Sci. Part B 2001, 39, 2727. [48]
Zhou Z., Zhang Y., Zhang Y., Yin N.:J. Polym. Sci. Part B

2007, 46, 526. [49] Roy S., Lee B. J., Kakish Z. M., Jana S. C.:
Macromolecules 2012, 45, 2420. [50] Roy S., Feng J., Scinoti
V., Jana S. C., Wesdemiotis C.: Polymer 2012, 53, 1711.

[51] Lee J. H., Jeong Y. G.: Fibers Polym. 2011, 12, 180.
[52] Lin O. H., Mohd Ishak Z. A., Akil H. M.: Mater. Des.
2009, 30, 748. [53] Wanke C. H., Feijo J. L., Barbosa L. G.,
Campo L. F., Bof de Oliveira R. V., Horowitz F.: Polymer
2011, 52, 1797. [54] Lim S. K., Hong E. P., Choi H. J., Chin I.
J.: J. Ind. Eng. Chem. 2010, 16, 189. [55] Scapini P., Figueroa
C. A., Cíntia L. G., Amorim C. L. G., Machado G., Mauler
R. S., Crespo J. S., Oliveira R. V. B.: Polym. Int. 2010, 59,
175. [56] Hato M. J., Ray S. S., Luyt A. S.: Macromol. Mater.
Eng. 2008, 12, 752. [57] Joshi M., Butola B. S.: J. Appl. Po-
lym. Sci. 2007, 105, 978. [58] Joshi M., Butola B. S., Simon
G., Kukaleva N.: Macromolecules 2006, 39, 1839.[59] Hu-
ang X., Xie L., Jiang P., Wang G., Yin Y.: Eur. Polym. J. 2009,
45, 2172. [60] Sabel H. D., Schlaf H., Unger P., Ziegler U.
„Technische Thermoplaste: Polycarbonate, Polyacetate,
Polyester, Celluloseester” Carl Hanser Verlag, Mona-
chium 1992, str. 300—395.

[61] Inoue M.: J. Appl. Polym. Sci. 1964, 8, 2225. [62] Li
Y., Xie T., Yang G.: J. Appl. Polym. Sci. 2006, 99, 335. [63]
Chen J., Cao Y., Li H.: J. Appl. Polym. Sci. 2006, 101, 48. [64]
Dziadur W.: Mater. Charact. 2001, 46, 131. [65] Li Y., Xie T.,
Yang G.: J. Appl. Polym. Sci. 2006, 99, 335. [66] Xu W., Ge
M., He P.: J. Appl. Polym. Sci. 2001, 82, 2281. [67] Wachara-
wichanant S., Thongyai S., Phutthaphan A., Eiam-
sam-ang Ch.: Polym. Test. 2008, 27, 971. [68] Czarnec-
ka-Komorowska D., Sterzyñski T., Maciejewski H., Dut-
kiewicz M.: Compos. Theory Pract. 2012, 4, 232. [69] Sán-
chez-Soto M., Illescas S., Milliman H., Schiraldi D. A.,
Arostegui A.: Macromol. Mater. Eng. 2010, 295, 846. [70]
Illescas S., Arostegui A., Schiraldi D. A., Sánchez-Soto M.,
Valasco J. I.: J. Nanosci. Nanotechnol. 2010, 10, 1349.

[71] Fu B., Gelfer M, Hsiao B., Phillips S., Viersb B.,
Blansk R., Ruth P.: Polymer 2003, 44, 1499. [72] Kloziñski
A., Sterzyñski T.: Polimery 2007, 52, 855. [73] Gai J. G., Cao
Y.: J. Appl. Polym. Sci. 2013, 129, 354. [74] Sterzyñski T. w:
„Performance of Plastics” (red. Brostow W.), Hanser Mu-
nich/Cincinnati 2001, rozdz. 12. [75] Hine P. J., Ward I. M.,
Jordan N. D., Olley R., Bassett D. C.: Polymer 2003, 44,
1117. [76] Alcock B., Cabrera N. O., Barkoula N. M., Spo-
elstra A. B., Loos J., Peijs T.: Composites: Part A 2007, 38A,
147. [77] Gao C., Yu L., Liu H., Chen L.: Prog. Polym. Sci.
2012, 37, 767. [78] Sterzyñski T., ŒledŸ I.: Polimery 2007, 52,
443.

Otrzymano 22 IV 2013 r.

POLIMERY 2013, 58, nr 10 815



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue true
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /PLK ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


